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Аннотация. Исследовано влияние органических добавок в сульфатном электролите ни-

келирования на возможность получения блестящих покрытий. Наличие в структуре добавки три-

хлорамидных фрагментов и заместителей, содержащих тиокарбонильную группу – остатка тио-

мочевины или рубеановодородной кислоты, позволяет получать блестящие никелевые покрытия 

без введения дополнительных реагентов.  
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Abstract. The influence of organic additives in the nickel-plating sulfate electrolyte on the pos-

sibility of obtaining shiny coatings is investigated. The presence in the structure of the additive of 

trichloramide fragments and substituents containing a thiocarbonyl group-a residue of thiourea or 

rubeanoic acid, allows to obtain shiny nickel coatings without the introduction of additional reagents. 

Keywords: brilliant nickel plating, trichloroethyl amides, thiourea, rubeanoic acid. 

 

Важной задачей современной гальванотехники является получение бле-

стящих покрытий непосредственно при электролизе [1]. Блестящие никелевые 

покрытия получаются при введении в электролит никелирования блескообра-

зующих органических добавок [2]. Несмотря на то, что на практике в стандарт-

ных рецептурах электролитов блестящего никелирования применяется всего не-

сколько наиболее распространенных добавок (сахарин, 1,4-бутиндиол, фтали-

мид, нафталиндисульфокислота, аминобензолсульфамид и некоторые другие) 

[3], постоянно проводятся исследования по созданию новых типов блескообра-

зующих добавок. В частности, в этом отношении интенсивно исследуется тиомо-

чевина и некоторые ее производные. На кафедре ТЭП АнГТУ были получены 

обнадеживающие результаты по использованию новых блескообразователей – 

легкодоступных трихлорэтиламидов сульфоновых и карбоновых кислот [4].  
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Целью настоящей работы является изучение блескообразующего дейст-

вия соединений I и II, имеющих в своем составе трихлорэтиламидную функцию и 

заместитель, содержащий тиоамидный фрагмент. 

Соединения I и II были синтезированы в лаборатории галогенорганических 

соединений ИрИХ им. А.Е.Фаворского СО РАН. Их структура однозначно доказа-

на совокупностью физико-химических методов исследования (ИК, ЯМР спектро-

скопия).  

I 
II 

Блескообразующее действие соединений I и II изучалось с помощью элек-

трохимической установки в термостатируемой электрохимической ячейке емко-

стью 300 мл при температуре 50±1°С. Влияние плотности тока и концентрации 

органических добавок, а также кроющую способность используемого электроли-

та предварительно определяли в угловой ячейке Хулла (ЯУ-270) при силе тока 1 

А в течение 10 мин. Качество покрытий оценивали визуально. Основными крите-

риями оценки были блеск никелевого покрытия и наличие питтинга на его по-

верхности. 

Установлено, что соединения I и II обладают блескообразующим действи-

ем и их эффективность зависит от концентрации добавки и плотности тока. Бле-

стящие никелевые покрытия можно получить при добавлении в сульфатный 

электролит данных соединений концентрацией 0,01-0,02 г/л при плотности тока 

от 5 до 14 А/дм2, рН 4,8-5,0 и температуре 50±0,1 °С. 
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